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504178-2026 - Procedura konkurencyjna

Hiszpania — Elektroniczne uktady scalone i mikromoduty — Suministro, instalaciéon y puesta en
funcionamiento de un equipo Electron Beam Lithography tool up to 8-inch wafers (UPV04) y un
equipo SEM (UPV13) para la Pilot Line de la UPV

OJ S 138/2026 21/07/2026

Ogtoszenie o zamoéwieniu lub ogtoszenie o koncesji — tryb standardowy

Dostawy

1. Nabywca

1.1. Nabywca
Oficjalna nazwa: Rectorado de la Universitat Politecnica de Valéncia
E-mail: contratacion@upv.es
Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego kontrolowany przez instytucje regionalng
Sektor dziatalno$ci instytucji zamawiajgcej: Edukacja

2. Procedura

2.1. Procedura
Tytut: Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de un equipo Electron Beam
Lithography tool up to 8-inch wafers (UPV04) y un equipo SEM (UPV13) para la Pilot Line de
la UPV
Opis: La contratacion objeto del presente expediente se hace necesaria a fin de llevar a cabo
la labor de investigacion y desarrollo para la Pilot Line de la UPV, con el objetivo de mejorar
las lineas piloto avanzadas existentes y desarrollar nuevas en toda la Union, para permitir el
desarrollo y el despliegue de tecnologias de semiconductores de vanguardia y tecnologias de
semiconductores de préxima generacion. A tal efecto, resulta necesario proceder a la
adquisicion, entre otros, de los siguientes equipos: 4 « UPV04 - Electron beam lithography tool
up to 8-inch wafers: Equipo de litografia por haz de electrones que expone patrones en
resistencias sensibles mediante un haz de electrones enfocado y escaneado. Escribe
caracteristicas con resolucién nanométrica segun disefio en archivo digital. Dedicado a
patronado de nanofabricacion, especialmente para mascaras y estructuras en fotonica,
semiconductores y nanotecnologia. « UPV13 — SEM: Equipo de inspeccion de superficies
mediante un haz de electrones enfocado que entrega imagenes de resolucion nanométrica.
Permite obtener informacién morfolégica y de contraste superficial, asi como contraste
asociado a diferencias de composicion o numero atémico, en funcién de los detectores y
modos de imagen disponibles. Dedicado a metrologia, inspeccion y validacién de proceso y
control de calidad. La idoneidad del equipamiento se fundamenta en su capacidad para cubrir
de forma conjunta los requisitos de patronaje y metrologia dedicada necesarios para la
fabricacién en linea piloto de circuitos fotonicos integrados hibridos. Esta capacidad permite
coordinar la definicion de parametros de exposicion y puntos de interés para metrologia
posterior, integrar la inspeccion SEM externa post-proceso y asegurar la trazabilidad y
coherencia de los datos generados durante el flujo de fabricacion.
Identyfikator procedury: 356bae2a-b081-40c6-8340-cfd1f38ad6df
Wewnetrzny identyfikator: MY26/ITEAM/S/55
Rodzaj procedury: Otwarta
Procedura jest przyspieszona: nie
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2.1.1. Przeznaczenie
Charakter zamdéwienia: Dostawy
Gtoéwna klasyfikacja (cpv): 31712110 Elektroniczne uktady scalone i mikromoduty

2.1.2. Miejsce realizacji
Podpodziat krajowy (NUTS): Valencia / Valéncia (ES523)
Kraj: Hiszpania

2.1.3. Wartosé
Szacunkowa wartos¢ bez VAT: 4 242 784,00 EUR

2.1.4. Informacje ogdlne
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.6. Podstawy wykluczenia
Powody wykluczenia zrodta: Uwaga
Konflikt intereséw spowodowany udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia: Conflicto
de intereses debido a que el licitador haya participado en el procedimiento de contratacion
objeto de este contrato.

5. Czes¢ zamowienia

5.1. Czes¢ zaméwienia: LOT-0000
Tytut: Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de un equipo Electron Beam
Lithography tool up to 8-inch wafers (UPV04) y un equipo SEM (UPV13) para la Pilot Line de
la UPV
Opis: La contratacion objeto del presente expediente se hace necesaria a fin de llevar a cabo
la labor de investigacion y desarrollo para la Pilot Line de la UPV, con el objetivo de mejorar
las lineas piloto avanzadas existentes y desarrollar nuevas en toda la Unién, para permitir el
desarrollo y el despliegue de tecnologias de semiconductores de vanguardia y tecnologias de
semiconductores de préxima generacion. A tal efecto, resulta necesario proceder a la
adquisicion, entre otros, de los siguientes equipos: 4 « UPV04 - Electron beam lithography tool
up to 8-inch wafers: Equipo de litografia por haz de electrones que expone patrones en
resistencias sensibles mediante un haz de electrones enfocado y escaneado. Escribe
caracteristicas con resolucion nanométrica segun disefio en archivo digital. Dedicado a
patronado de nanofabricacion, especialmente para mascaras y estructuras en foténica,
semiconductores y nanotecnologia. « UPV13 — SEM: Equipo de inspeccién de superficies
mediante un haz de electrones enfocado que entrega imagenes de resolucidon nanométrica.
Permite obtener informacion morfolégica y de contraste superficial, asi como contraste
asociado a diferencias de composicion o numero atémico, en funcién de los detectores y
modos de imagen disponibles. Dedicado a metrologia, inspeccion y validacién de proceso y
control de calidad. La idoneidad del equipamiento se fundamenta en su capacidad para cubrir
de forma conjunta los requisitos de patronaje y metrologia dedicada necesarios para la
fabricacion en linea piloto de circuitos fotonicos integrados hibridos. Esta capacidad permite
coordinar la definicion de parametros de exposicion y puntos de interés para metrologia
posterior, integrar la inspeccion SEM externa post-proceso y asegurar la trazabilidad y
coherencia de los datos generados durante el flujo de fabricacion.
Wewnetrzny identyfikator: MY26/ITEAM/S/55

5.1.1. Przeznaczenie
Charakter zamowienia: Dostawy
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Gtéwna klasyfikacja (cpv): 31712110 Elektroniczne uktady scalone i mikromoduty

5.1.2. Miejsce realizacji
Podpodziat krajowy (NUTS): Valencia / Valéncia (ES523)
Kraj: Hiszpania

5.1.3. Szacowany okres obowigzywania
Data poczatkowa: 01/11/2026
Data zakonczenia trwania: 01/06/2029

5.1.6. Informacje ogodlne
Zastrzezony udziat:
Udziat nie jest zastrzezony.
Projekt zamdwienia w petni lub czesciowo finansowany z funduszy UE
Zamoéwienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie zaméwien rzgdowych (GPA): nie

5.1.7. Zamowienia strategiczne
Cel zamodwienia strategicznego: Zamdwienia inne niz strategiczne
Podejscie do ograniczania wptywu na srodowisko: Inne
Promowany cel spoteczny: Inne

5.1.9. Kryteria kwalifikacji
Zrédta kryteriéw wyboru: Uwaga
Kryterium: Ogélny roczny obrot
Opis kryterium selekgji: Cifra anual de negocio

Kryterium: Referencje dotyczgce okreslonych dostaw
Opis kryterium selekcji: Trabajos realizados

5.1.10. Kryteria udzielenia zamoéwienia
Kryterium:
Rodzaj: Jakos¢
Opis: DETECCION AUTOMATICA DE ALTURA Y CORRECCION DEL PLANO FOCAL.
Kategoria kryterium udzielenia zaméwienia waga: Waga (warto$¢ punktowa, doktadna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 4
Kryterium:
Rodzaj: Jakosé
Opis: ESTACION AVANZADA DE PRE-ALINEAMIENTO (PRE-ALIGNMENT STATION).
Kategoria kryterium udzielenia zaméwienia waga: Waga (wartos¢ punktowa, doktadna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 10
Kryterium:
Rodzaj: Jakos¢
Opis: ESTACION DE VALIDACION DE RECETAS DE PROCESO (EMULADOR).
Kategoria kryterium udzielenia zamdwienia waga: Waga (warto$¢ punktowa, doktadna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 10
Kryterium:
Rodzaj: Jakosé
Opis: GENERADOR DE ESCANEO CON CORRECCION DE DISTORSION EN TIEMPO
REAL.
Kategoria kryterium udzielenia zamdwienia waga: Waga (warto$¢ punktowa, doktadna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 6
Kryterium:
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Rodzaj: Jakosé

Opis: MODULO DE ROTACION E INCLINACION (TILT) PARA INSPECCION.
Kategoria kryterium udzielenia zaméwienia waga: Waga (wartos¢ punktowa, doktadna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 4

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: OFERTA ECONOMICA: PRECIO.

Kategoria kryterium udzielenia zamdwienia waga: Waga (warto$¢ punktowa, doktadna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 66

5.1.11. Dokumenty zamoéwienia
Adres dokumentéw zaméwienia: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
detalle_licitacion&idEvl=jayWHYFP59136J9L ctlsuw%3D%3D

5.1.12. Warunki udzielenia zaméwienia
Warunki zgtoszenia:
Zgtoszenie elektroniczne: Wymagane
Adres na potrzeby zgtoszenia: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
detalle_licitacion&idEvl=jayWHYFP59136J9L ctlsuw%3D%3D
Jezyki, w ktérych mozna sktadac¢ oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu: hiszpanski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Termin skfadania ofert: 15/09/2026 23:59:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas
srodkowoeuropejski letni
Okres, przez ktory oferta musi pozosta¢ wazna: 2 Miesigce
Informacje na temat publicznego otwarcia:
Data otwarcia: 16/09/2026 09:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas
srodkowoeuropejski letni
Miejsce: Sala Centro. Edificio Rectorado 12 planta. Universitat Politécnica de Valéncia.
Warunki zaméwienia:
Wykonanie zamdwienia musi odbywac sie w ramach programow zatrudnienia chronionego: Nie
Warunki dotyczgce realizacji zaméwienia: Ver apartado X del cuadro de caracteristicas .
Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone
Stosowane bedg zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane bedg ptatnosci elektroniczne: nie

5.1.15. Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowe;j
Informacje o dynamicznym systemie zakupow:
Brak dynamicznego systemu zakupow

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwotanie
Organ odwotawczy: Rectorado de la Universitat Politécnica de Valéncia - Universitat
Politécnica de Valéncia
Informacje o terminach odwotania: Advertir a los interesados que el presente acto pone fin a la
via administrativa. Contra el mismo se podra interponer recurso Contencioso-Administrativo
ante el 6rgano jurisdiccional competente de lo Contencioso-Administrativo de la Comunidad
Valenciana, dentro del plazo de dos meses contados desde el dia siguiente al de la recepcion
de la notificacion de la presente Resolucion. No obstante, los interesados podran optar por
interponer contra esta resolucidn un recurso de reposicion, en el plazo de un mes, ante el
mismo 6rgano que la dictd, en cuyo caso no cabra interponer el recurso Contencioso-
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Administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolucion expresa o presunta de recurso
de reposicién, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 123 y sig. de la ley 39/2015, de 1 de
octubre del procedimiento administrativo comun de las administraciones publicas (BOE 2 de
octubre de 2015). En los casos previstos en el articulo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Publico, advertir a los interesados que esta resoluciéon es
definitiva en via administrativa y contra la misma podra interponerse potestativamente recurso
especial en materia de contratacion regulado en dicho articulo, ante el 6rgano de contratacién
de la Universitat Politécnica de Valéncia. El plazo de interposicion sera de 15 dias habiles,
contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificacion del acto impugnado. En
los supuestos de financiacion por la U.E. (Fondos NEXT GENERATION), el plazo de
interposicion del recurso especial en materia de contratacién, cuando proceda, sera de 10
dias naturales y se computara en la forma establecida en el articulo 50.1 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre.

Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat procedur odwotawczych: Rectorado
de la Universitat Politécnica de Valéncia - Servicio de Cotratacion. Edificio Rectorado de la
Universitat Politécnica de Valéncia

8. Organizacje

8.1. ORG-0001
Oficjalna nazwa: Rectorado de la Universitat Politecnica de Valéncia
Numer rejestracyjny: 40000260000071
Numer rejestracyjny: Q4618002B
Miejscowos$¢: Valencia
Kod pocztowy: 46022
Podpodziat krajowy (NUTS): Valencia / Valéncia (ES523)
Kraj: Hiszpania
Punkt kontaktowy: Rectorado de la Universitat Politécnica de Valéncia
E-mail: contratacion@upv.es
Telefon: 963877406
Adres strony internetowej: http://www.upv.es
Profil nabywcy: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
perfilContratante&idBp=zIBD30X0P3g%3D
Inne punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Servicio de Cotratacion. Edificio Rectorado de la Universitat Politécnica de
Valéncia
Miejscowos¢: Valencia
Kod pocztowy: 46022
Podpodziat krajowy (NUTS): Madrid (ES300)
Kraj: Hiszpania
E-mail: contratacion@upv.es
Telefon: +34 963877406
Adres strony internetowej: http://www.upv.es/entidades/CYO/
Inne punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Universitat Politécnica de Valéncia
Miejscowos$¢: Valencia
Kod pocztowy: 46022
Podpodziat krajowy (NUTS): Valencia / Valéncia (ES523)
Kraj: Hiszpania
Adres strony internetowe;j: http://www.upv.es/entidades/CYO/
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Role tej organizaciji:

Nabywca

Organ odwotawczy

Organizacja udzielajgca dodatkowych informacji na temat procedur odwotawczych

Informacje o ogtoszeniu

Identyfikator/wersja ogtoszenia: 21acecc3-2d68-4d54-8e06-23ad0f987¢c8a - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogtoszenia: Ogtoszenie o zamdwieniu lub ogtoszenie o koncesji — tryb standardowy
Podrodzaj ogtoszenia: 16

Ogtoszenie — data wystania: 20/07/2026 10:30:18 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski,
czas srodkowoeuropejski letni

Jezyki, w ktérych przedmiotowe ogtoszenie jest oficjalnie dostepne: hiszpanski

Numer publikacji ogtoszenia: 504178-2026

Numer wydania Dz.U. S: 138/2026

Data publikacji: 21/07/2026
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